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Urzadzenie do wytwarzania luster szklanych metodq ciagta

Wynalazek dotyczy urzadzenla do wytwarzania luster szklanych, zwtaszcza wielkowymiarowych, stosowa-
nych w szeregu gatezi przemys’tu i w budownictwie.

Znane s3 urzqdzema do wytwarzania luster metodq naparowywania na tafle szklane w wysokiej prézni,
warstwy metalu, giéwnie glinu. Wytworzona cienka warstwe metalu zabezpiecza si¢ przed szkodliwymi
wptywami czynnikéw klimatycznych i przed uszkodzeniami mechamcznym| poprzez natozenie zabezpieczajgcej
warstwy lakieru {polski opis patentowy nr 73691).

Wada dotychczasowych rozwigzari konstrukcyjnych urzadzert do wytwarzama luswer jest niemozliwos$é
prowadzenia procesu wy‘'warzania luster w sposéb ciagty w duzych taflach. Wystepujq przerwy w procssie
naktadania cienkiej powtoki metalicznej spowodowane przemieszczeniem napylonych formatek, wymiang spiral
i nawazek glinu, osigganiem prézni technologicznej, czyszczeniem jonowym, napylaniem, gwattownym zapowist-
rzaniem komory w celu umozliwienia otwarcia, zatadovsania i roztadowania komory. Niedogodnosci te uniemoz-
liwiajg wtasciwe zsynchronizowanie operacji poprzedzajacych proces napylania w czasie. Ponadto w stosowanych
dotychczas urzadzeniach czynnosci przygotowawcze gwarantujgce wtasciwg jako$é luster jak mycie i obrébka
powierzchniowo czynna szkta, przed naparowywaniem warstwy metalu, prowadzone sg w oddzielnych urzadze-
niach, w znacznych odstgpach czasu, co stwarza mozliwo$é ich wtérnego zanieczyszczenia i zmnjejsza wydaino$é
procesu produkcyjnego. Takze koricowe stadia procesu produkcyjnego polegajace na naniesieniu zabezpieczajacej
warstwy lakieru, prowadzone s3 dotychczas przy uzyciu oddzielnych stanowisk roboczych, co powoduje
zwiekszenie ryzyka uszkodzenia warstwy metalu izwigkszony odpad produkcyjny mimo duzego naktadu
robocizny. Oprécz tego ze wzgledéw konstrukcyjnych nie jest mozliwa produkcja duzych formatéw luster.
Ksztat+y kemér prézniowych znane i stosowane obecnie wykluczaja mozliwo$é napylania petnowymiarowych
tafli sz'ia,

Csiem wynalazku jest usuniecie wymienionych wad znanych urzadzeri do wytwarzania luster metodq
naparowywania warstwy aluminium, w szczegélnosci za$ zapewnienie wysokiej réwnomiernosci nanoszonej
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warstwy lustrzanej iunikniécie zanieczyszczenia komory. Cel ten osiagnieto przez opracowanie konstrukcji
urzadzenia do wytwarzania luster, ktére za czescia przygotowawcza tafli szkta posiada segmentowy zesp6t
komér prézniowych o réznym i wzrastajgcym stopniu préini, potaczonych ze soba Sluzami, przy czym Sluzy te
tworza uktad zsynchronizowany z rytmem procesu produkcyjnego. Obrabiane tafle szkta przechodzg przez ten
zesp6t, znajdujac sie¢ wpierw w strefie narastajacej prozni, a pézniej po napyleniu warstwy lustrzanej, w strefie
prézni malejacej. Zaletq tego urzadzenia jest niezalezny registrowy system podawania nawazek bez potrzeby
" otwierania komory i przerywania procesu do zatadunku i roztadunku tafli.

’ Urzadzenie do wytwarzania luster szklanych napylanych metoda cnag{a, grzedstawione jest na rys. fig 1.

Jak widaé za czescig przygotowawcza tafli szkta fig. 1 (1—4) posnada segmentowy, prostokgtny maksymal-
* nie niski oduZej szerokosci zesp6t komér prozniowych, (4—6) o ré6znym wazrastajacym stopniu prézni
- ‘potaczonych ze sobg $luzami, stanowigcymi zsynchronizowany uktad z rytmem procesu wytwarzania luster, przy
czym obrabiana tafla szkta przechodzi przez ten zesp6t, znajduje si¢ wpierw w strefie narastajacej, a pézniej po
napyleniu warstwy lustrzanej, w strefie malejacej prozni, co przedstawia fig. 2.

Schemat urzadzenia wedtug wynaiazku przedstawia fig. 1. Na rysunku tym tafle szkta podawane s3
z zasobnika 1 do urzadzenia myjacego 2 gdzie nastepuje usuniecie zanieczyszczeri mechanicznych z powierzchni
szkta przy uzyciu szczotek tarczowych. W razie potrzeby w urzadzeniu tym, moze nastepowa¢ takze polerowa-
nie powierzchni szkta przy uzyciu znanych srodkéw polerskich. Z kolei tafla szklana podawana jest za pomoca
podajnika rolkowego do urzadzenia myjacego 3, gdzie nastepuje ostateczne mycie przy uzyciu szczotek
spiralnych i wody dejonizowanej. W urzadzeniu 4 nastepuje suszenie szkta za pomoca promiennikéw podczerwie-
ni. Urzadzenie 5 stanowi zesp6t segmentowy komér prézniowych, umozliwiajacy stopniowe osiagnigcie cisnienia
roboczego 10~*Tr, réwnomierne naniesienie cienkiej warstwy glinu o grubosci 450A na powierzchnig obrabianej
tafli szklanej, oraz usunigcie tafli z zespotu segmentowego do urzadzenia naktadajacego warstwe zabezpieczaja-
cg 6 bez koniecznosci zapowietrzania komory prézniowej. Po natozeniu lakieru zabezpieczajgcego przez
nawalcowanie w urzadzeniu 6, nastepuje jeco wysuszenie przy uzyciu promiennikéw podczerwieni w urzadze-
niu 7 i przeniesienie gotowych zwierciadet dc pojemnika 8.

Schematyczny przebieg ci$nienia w zespole segmentowym komér prézniowych przedstawia fig. 2. Uzyska-
nie takiego rozktadu cisnienia w komorze umozliwia specjalnie dobrany zestaw pomp prézniowych o duzej
wydajnosci, sktadajacy sie z pomp obrotowych jednostopniowych, pomp obrotowych dwustopniowych, pompy
z wirujacym ttokiem (Roots’a) i pompy dyfuzyjnej olejowej.

Urzadzenie wedtug wynalazku charakteryzuje sie duza wydajnoscia, pozwala na otrzymanie luster
doskonatej jakosci i praktycznie nieograniczonych wymiarach przy zmniejszonym naktadzie pracy.

ZastrzeZzenia patentowe

1. Urzadzenie do wytwarzania luster szklanych metoda ciagta,zh.a mienne tym, ze za czgécig
przygotowawcza tafli szkta (1—4) posiada segmentowy zesp6t komér prézniowych (4—5) i (5—6) o r6znym
wzrastajagcym stopniu prézni, potgczonych ze soba $luzami stanowigcymi uktad zsynchronizowany z rytmem
procesu wytwarzania luster, przy czym obrabiana tafla szkta przechodzi przez zesp6t, znajduje sie wplerw
w strefie narastajacej, a pézniej po napyleniu warstwy lustrzanej w strefie malejacej prézni.

2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1,znamienne ty m, ze posiada niezalezny registrowy uszczelniony system
podawania nawazek parowniczych, bez potrzeby otwierania komér prézniowych.

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 albo 2,znamienne ty m, ze ma budowe segmentowa umozliwiajaca
<lowolne skgcanie segmentéw.
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